TI1C-159 Investigacion y Desarrollo en Ingenieria Grafica, Disefio
Industrial y SIG
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Lineas de investigacion:

Automatizacion en e andlisis de manufactura de disefios industriales.

Disefio y andlisis de piezas y moldes de inyeccion de plastico.

Disefio, desarrollo de patentes y nuevos productos.

Disefio CAD avanzado. Programacion CAD.

Impresion 3D y prototipado.

Sistemas de informacion geogréfica aplicados ala agricultura , energias renovables, arqueologiay

patrimonio.

Generacion de modelos 'y escenarios 3D a partir de fotografias o de escaneado laser.

e Aplicacion de los sistemas de informacion geogréfica parala gestion de informacién y el andlisis
espacial, en &mbitos como la gestion municipal, la gestion de infraestructuras 'y servicios.

e Toma de datos topograficos orientados ala modelizacion y generacidn de escenariosy recreaciones 3D.

e Recuperacion virtual del patrimonio.

e Modelado tridimensional y programacién CAD, CAM, CAE.

Responsable:

e Cristina Martin Dofate
e cdonate [arroba] ujaen [punto] es

Enlaces de interés:

¢ https.//www.ujaen.es/investigaci on-y-transf erenci a/grupos-de-investigaci on/investigacion-y-desarroll o-
en-ingenieria-grafica-diseno-industrial-y-sig
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